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全球发明专利申请和授权量增长放缓 

       --《2009 年世界知识产权指标报告》概要 

 

2009 年 10 月 1 日，世界知识产权组织（WIPO）发布《2009 年世

界知识产权指标报告》，旨在对目前世界各国对不同形式知识产权的利

用情况，提供一份详尽而全面的概览。该报告以 4 个领域的工业产权

为重点：发明专利、实用新型、商标和工业品外观设计。统计范围相

比过去囊括了尽可能多的国家，以及部分新兴经济体，数据以 2007 年

数据为主。 

一、发明专利 

(一)发明专利申请和授权量增长放缓 

2007 年，全球发明专利申请量增长 3.7%，而 2006 年则为 5.2％。

尽管增幅放缓，2007 年全世界仍然有 185 万件发明专利申请。该数据

显示了经济衰退对专利申请量的早期影响，2008 年发明专利申请量的

增长放缓将会更加明显。 

从全球范围来看，PCT 发明专利申请量自 2005 年以来增长更为缓
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慢。2008 年的 PCT 发明专利申请量大约为 16 万件，比 2007 年增长 2.3

％，其中来自美国申请人的 PCT 申请占 32.7％。 

2007 年，全球发明专利授权量约 76 万件，同比增长 1.6％，但涨

幅相比 2006 年下降明显，原因在于欧洲专利局和美国专利局授权量大

幅减少。 

（二）发明专利申请和授权的集中度 

大部分发明专利申请来自工业化国家的居民。GDP、R&D 支出与发

明专利申请量之间关系非常紧密。全球 GDP 排名的前三位依次为美国、

日本和中国。2007 年，全球大约 59.2％的发明专利申请来自这三个国

家。 

过去几年，来自中国和韩国的发明专利申请出现大幅增长，缩小

了这两个国家与日本和美国之间的差距。2007 年，中国和韩国单位 GDP

和单位 R&D 支出发明专利申请量高于美国。 

同样，各大工业化国家在发明专利授权量中也占据很大份额。日

本、韩国和美国专利局授权的发明专利占全球的 58.3％，而来自这三

个国家的居民则获得了全球发明专利授权量的 63.4％。 

发明专利越来越多地被用来保护权利人在国外的知识产权。2007

年，非本国居民申请人获得了全球授权发明专利的 43.9％，已经超过

了过去十年平均 40％的比例。在发明专利授权量排名前 20 的专利局

中，非本国居民占该国或地区发明专利授权量的比例，马来西亚、墨

西哥、香港最高，占 95%多，朝鲜和日本最低，不到 13%。 

新兴经济体的发明专利申请量和授权量正在增长，但是非本国居

民在大多数新兴经济体的授权发明专利中所占份额仍然最大。 
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（三）日、美本国居民大约拥有全球 630 万件有效发明专利量中

的 47% 

在过去 20 年的授权发明专利中，约有 630 万件在 2007 年仍然有

效。日本和美国本国居民拥有其中的 47%。另外，韩国本国居民拥有的

有效发明专利量及该国的有效发明专利总量在过去几年保持增长。 

（四）专利审查与积压 

自 20 世纪 90 年代末开始，在大多数专利局，尤其是美国专利局，

专利申请量以高于专利授权量的趋势增长。待审专利申请数量因此增

加。2007 年，全球至少有 420 万件发明专利申请处于积压状态，其中

美国专利局所占份额最大，为 28%，并且这一比例正以高于其它专利局

的速度在增长。加拿大、德国、韩国和欧洲专利局同样有数量庞大的

专利申请积压，但是增长相对缓慢。 

二、实用新型 

（一）中国实用新型专利申请量和授权量高居世界首位 

在同时采用发明和实用新型体系保护发明创造的国家中，实用新

型的使用相对于发明专利较为有限。比如，德国、日本和韩国实用新

型的申请量远远少于其发明专利申请量。中国则是例外，发明专利申

请量和实用新型专利申请量都非常大。 

2007 年，中国受理的实用新型申请量最多，随后为韩国和德国。

大多数专利局受理的实用新型申请都高于 5000 件。 

2007 年，中国共授权实用新型 150，036 件，比 2006 年增长 39.4%。
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德国和日本专利局分别授权 15，469 和 10，080 件，分别增长 7.4%和

4.8%。2006-2007 年，韩国专利局实用新型授权量大幅减少（90.6%）。 

（二）非本国居民在实用新型专利申请量和授权量中所占比例极

低 

与发明专利的情况相反，在大多数专利局的实用新型专利申请量

中，非本国居民所占比例非常低。比如，中国实用新型专利申请量中，

非本国居民仅占 0.7%，而其在发明专利申请中的比例则达到 37.6%。 

本国居民和非本国居民在实用新型授权量中的分布情况与其在申

请量中的分布情况相似。格鲁吉亚、中国和韩国的非本国居民占实用

新型授权量的比例最低，葡萄牙则最高。 

三、商标 

（一）商标申请量增长放缓 

2007 年，全世界约有 330 万件商标申请，相比 2006 年增长 1.6%。

但是，近年来该增幅有零增长的趋势。根据 2008 年的现有数据来看，

商标申请量已经减少。 

在大多数新兴经济体，商标体系比专利体系的使用更为广泛。在

根据商标申请量进行排名的前 20 位知识产权局中，包括了 9个新兴经

济体，它们受理的商标申请量都高于专利申请量。 

1985 年，每十亿美元 GDP 大约有 22 件商标申请，2007 年该指标

已经增至 37.6 件。根据 GDP 数据调整的商标数据，为新兴经济体居民

通过对商标的深入运用，以保护其知识产权的做法提供了有力证据。

许多新兴经济体都名列单位 GDP 本国居民商标申请量的前 20 位，其中
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包括 5个拉丁美洲国家。 

2007 年，全世界分别有 20.6%和 9.2%的商标申请向中国和美国商

标部门提交。 

马德里体系—一个可以通过一件申请来向多个国家提交商标注册

请求的系统——显示出活跃的发展态势。2008 年，马德里国际商标注

册量约为 4.1 万件，比 2007 年增长 6.5%。 

（二）2007 年全球约有 220 万件新商标注册 

2007 年，尽管商标申请量增长放缓，商标注册量仍保持 6%的增幅，

达到 220 万件。巴西知识产权局对于商标注册量的增长贡献较大。 

2007 年，大部分注册商标被授予中国和美国本国居民，各占注册

量的 11%。但是，中国本国居民注册的商标中，只有一小部分同时在其

它国家注册，相反，美国这一比例却达到了 43.5%。 

（三）2007 年，非本国居民占商标注册量 35.1% 

2007 年，非本国居民申请人的商标注册量占全球注册量的 35.1%。

但是，在注册量排名前 20 位的知识产权局中，非本国居民申请人的注

册量所占比例变化较大，在马来西亚高达 68.2%，在中国则只有 13.3%。

2007 年，非本国居民占总注册量的比例，比其占总申请量的比例高 6

个百分点。 

（四）2007 年，全球约有 1640 万件有效商标，其中 20％在日本

和美国 

日本的有效商标量最多，其次为美国、法国和德国，分别拥有接

近或超过100万件。在大多数国家，2007年有效商标的数量要高于2006

年。在 1960 年前注册的商标中，有大约 12.5 万件商标仍然有效，说
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明这些商标被其所有人不断续展。 

四、工业品外观设计 

（一）由于中国申请量的大幅增长，全球工业品外观设计申请量

增长达到 15.3% 

工业品外观设计申请量的增速超过了其它形式的知识产权，申请

量达到 62.1 万件。在过去三年中，全世界工业品外观设计申请量保持

了两位数的增长，其中大部分源于中国的申请活动。2007 年，中国知

识产权局受理了全球工业品外观设计申请量的 43.1%。德国、韩国和欧

盟内部市场协调局（OHIM）各受理超过 5 万件申请。 

2008 年，通过海牙体系提交的工业品外观设计国际注册增长了

32.8%，达到 1500 件。1999 年至 2007 年，通过海牙体系进行续展的国

际注册不断增长，但是 2008 年减少了 24.6%。2008 年，海牙体系续展

量为 3169 件。 

（二）中国占 2007 年工业品外观设计注册量的 26.2% 

2007 年，全球工业品外观设计注册量达到 51.2 万件，其中 26.2%

在中国注册。德国和欧盟内部市场协调局（OHIM）是另外两个注册量

超过 5 万件的国家和机构。中国本国居民拥有全球工业品外观设计注

册量的 23.9%。 

（三）非本国居民在工业品外观设计注册量中占 19.8%，低于其

在发明专利和商标中的比例 

在海外市场中，通过工业品外观设计来保护知识产权的做法相对

较少。2007 年，非本国居民在注册量中所占比例为 19.8%，远远低于
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其在发明专利和商标中的比例。在注册量排名前 20 位知识产权局中，

非本国居民注册量所占比例最高的为加拿大的 89.2%，最低为韩国的

7.6%。 

（四）2007 年，法国的有效工业品外观设计量最高 

尽管 2006-2007 年间工业品外观设计有效量有所减少，2007 年法

国仍然有 41 万件有效工业品外观设计。中国、德国和日本分别有至少

25 万件有效工业品外观设计。在 2007 年仍然有效的工业品外观设计

中，大部分是在过去的 6年内注册的。（北京市知识产权局 陈可南） 
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